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RESUMEN: El anodizado permite obtener peliculas superficiales de oxido con diferentes estructuras, porosidad y espesor de acuerdo a las condiciones
de proceso. En este trabajo se compararon peliculas superficiales obtenidas por anodizado en medios acidos con y sin presencia de fluoruros, antes y
después de tratamientos térmicos en aire a diferentes temperaturas. La evolucion de las fases cristalinas fue sistematicamente estudiada utilizando
difraccion de rayos X y espectroscopia Raman. El uso complementario de ambas técnicas permite obtener informacion sobre las fases presentes y su
distribucion espacial. La deteccion de anatasa y de rutilo ocurre a diferentes temperaturas para las diferentes morfologias de dxido superficial,
indicando el efecto de la arquitectura de los 6xidos sobre los procesos de transformacion de fases.
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Anodo Acido R — Las superficies anodizadas evolucionan con los TT, aumentando la porcién
(La muestra) 30V: 60 m{n 3% TP TP553 TP623 TP673 TP723 cristalina a bajas temperaturas y reordenando los dominios cristalinos de
e > 3 < anatasa a rutilo, a temperaturas mas altas.
Catodo SS Catodo SS Anodizado: H;PO, TPF  TPF553 TPF623 TPF673 TPF 723 El Rutilo se detecta a 623 K en titanio pulido, a 673 K en peliculas anddicas
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compactas (TP) y a 553 K en nanotubos (TPF).
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T: El crecimiento de 6xido térmico sigue las lineas de pulido.

Applied Potential (v vs CSE)

Current Density (A.m’)

2(@en)
Phase Angle

Applied Potential (V v ECS)

TPF: Las regiones con nanotubos abiertos disminuyen con los TT. A 723K se observan .. T
totalmente cubiertos.
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